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(54) Keksinndn nimitys/Uppfinningens bendmning: Valopolymeroituva seos ja
siitd valmistettu tallennusmateriaali. Fotopolymeriserbar blandning
och uppteckningsmaterial som framstdllts av densamma.

(57) Tiivistelmad

Keksintd koskee valopolymeroituvaa seosta, joka sisdltdd olennaisina aineosina a) poly-
meeristd sideainetta; b) moniarvoisen alkoholin akryyli- tai alkakryylihappoesterid, joka
sisdltdd vihintddn yhden valotettaessa valopelkistyvdn vdriaineen ldsndollessa valohapet-
tuvan ryhmdn; c¢) valopelkistyvdd bentsoksanteeni- tai bentsotioksanteenivdriainetta valo-
initiaattorina; d) sdteilyttdmdlld lohkaistavaa trihalogeenimetyyliyhdistettd ja mahdolli-
sesti e) valoinitiaattorina vaikuttavaa akridiini- tai fenatsiiniyhdistettd.

Seos sopii painolaattojen ja fotoresistien valmistukseen ja sille on tunnusomaista suuri

valonherkkyys.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser en fotopolymeriserbar blandning, vilken som vdsentliga bestandsdelar
inneh&ller a) ett polymert bindemedel; b) en akryl- eller alkakrylsyraester av en
flervidrd alkohol med dtminstone en vid exponering i ndrvaro av ett fotoreducerbart
firgdmne fotooxiderbar grupp; c) ett fotoreducerbart bensoxanten- eller bensotioxanten-
fdrgdmne som fotoinitiator; d) en genom bestrdlning spjédlkbar trihalogenmetylf&rening
och eventuellt e) en som fotoinitiator aktiv akridin- eller fenazinfdrening.
8landningen ldmpar sig f6r framstdllning av tryckplattor och fotoresister och karakteri-

seras av férhdjd ljuskdnslighet.
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